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Rok zatozenia 1989

Metoda badania

Odpornosé¢ chemiczna membrany AlkorPlan®/ AlkorFlex® jest badana zgodnie z norma DIN 53393.
Poza wymieniong metoda badan wptyw na odpornos$¢ chemiczng membrany AlkorPlan® ma szereg czynnikow,
np. stan skupienia oddziatywujacej substanciji (stata, ciekta, gazowa), temperatury, stezenia, grubos¢, czas

reakciji, itp.
Mieszanina réznych substancji moze wykazywac wyzsza agresywnos¢ niz kazdy z komponentéw osobno.
Ocena dotyczy jedynie przydatnosci do uzycia i odpornosci membrany z pominieciem zmian zewnetrznych na

powierzchni lub koloru.

»Niezadowolenie ze ztej jakosci trwa znacznie dtuzej niz rados¢ z niskiej ceny”
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Symbole:

c trwaty

Dane o stezeniu:

+ warunkowo trwaty
brak rozktadu chemicznego

podana warto$é jest narazona na niekorzystne wptywy ~ Ntc

Ac = dowolne stezenie
Tr = éladowe
Sc = mate stezenie

stezenie typowe dla produktéw handlowych

roztwér nasycony w temp.20°C

° n?etrwa’ry B oo : C ; stezony
nie ma wartosci uzytkowej
ALKORPLAN®
I. substancje nieorganiczne temperatura
a. Kwasy i zasady stezenie % 23°C 50°C
amoniak gazowy 100 [+ (+)
amoniak ciekty 100 e e
kwas chromowy 10 ° °
roztwor wodorotlenku potasu 10 e +
roztwér wodorotlenku potasu <35 + (-]
roztwér wodny kwasu mlekowego 50 ° 2
wodorotlenek sodu 10 + (-]
wodorotlenek sodu <50 (-] (-]
roztwér wodny kwasu fosforowego <50 [+ (+)
kwas azotowy 10 (+] +
kwas azotowy 50 &) =
kwas chlorowodorowy 37 + e
kwas chlorowodorowy 10 ° +
kwas siarkowy 50 [+ (+)
kwas siarkowy 96 (=] (=]
tritlenek siarki [+ +
b. roztwory wodne
wodorotlenek amonu 10 ° +
wodorotlenek amonu 32 E e
azotan amonu S [+ (+]
siarczan amonu S (+) (+)
chlorek amonu S (+] (+)
chlorek wapnia <S (+] (+]
azotan wapnia <S ° °
fosforan wapnia Ac (+] (+]
siarczan wapnia Ac [+ (+)
nawozy sztuczne S ° °
roztwér wodny weglanu potasu S ° °
dwuchromian potasu <40 ° +
chlorek potasu S [+ (+]
chromian potasu 10 ° +
azotan potasu S [+ (+)
nadchloran potasu S e +
nadmanganian potasu S + e
siarczan potasu Ac [+ (+]
siarczan miedzi S (+] *
chlorek magnezu S (+] (+)
weglan sodu 10 (+] (+]
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ALKORPLAN®

Il. substancje organiczne temperatura

stezenie % 23°C 50°C
spaliny zawierajace kwas weglowy Ac ° e
spaliny zawierajgce kwas azotowy Tr 6 +
spaliny zawierajace kwas chlorowodorowy Ac ° °
spaliny z kwasem siarkowym Ac ° e
spaliny z SO2 Sc [+ (+]
aceton 100 Q e
anone 100 (- ) (-]
asfalt &) ©
chlorek etylenu 100 e e
benzyna 100 (- ) (-]
benzen Q e
butanol 100 Q (- )
roztwér wodny kwasu mastowego 20 (-] (-]
kwas mastowy C = =
octan butylu 100 (- ) (-]
cykloheksan 100 = =
olej napedowy Ntc - ) ©
dimetyloformamid 100 e e
roztwér wodny kwasu octowego 10 ° e
roztwér wodny kwasu octowego 100 (-) ©
bezwodnik kwasu octowego C e e
paliwo do silnikéw odrzutowych < nafta Ntc ° e
formalina <40 * (-]
glikol 100 + +
gliceryna (roztwér wodny/czysta) Ac °
mocznik 33 (+] +
izooktan Ntc ’ ’
alkohol metylowy <100 e e
chlorek metylenu 100 Q Q
perchloroetylen Ntc ° e
terpentyna Ntc &) G
tetrahydrofuran Ntc = =
toluen Ntc e e
trichloroetylen Ntc ’ G
ksylen Ntc ° e
ropa naftowa Ntc e e
chloroform Ntc = =

ALKORPLAN®/ALKORFLEX®: trwato$¢ chemiczna
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Ill. zywnosé i inne

alkohol etylowy 10
alkohol etylowy 96
tug do bielenia 12,5
podchloryn sodu 5
podchloryn sodu 12,5
ocet

olej opatowy

s6l kuchenna S

woda morska

mocz

woda, Scieki kazdego typu, ale bez rozpuszczalnikéw organicznych
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detergenty Ntc
masto
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